
 第４１回 有機合成化学セミナー 

淺見  真年  先生  
（横浜国立大学, 横浜市） 

講演会  

演 題 新規C2対称キラルジオールの開発とその利用 
 

日 時 平成２９年１２月１日（金） １６時００分より  

場 所 筑波大学 自然系 B棟 １１４号室   

連絡先 筑波大学 数理物質系 化学域 市川淳士（内線４２３７）  

淺見先生はこれまで、不斉有機触媒の開発や不斉合成を利用した天然物合成など有機合成化学のなかでも
重要な分野の研究をされてきました。当日は、オルトキシリレン型 C2 対称キラルジオールおよびその類縁
体を用いた不斉合成反応ならびにキラル分子認識について、お話を伺います。 

この講演会は、  「化学特別講義 V（ 01BD204 ） 」 （化学専攻）および「有機化学特論 I

（FE14131）」（化学類）の一部になります。      


